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	陶瓷文物热微形变分析仪
	1、设备用途：超高温材料热机械评价系统是是指在程序温度下和非震动载荷作用下，测量物质的形变与温度时间等函数关系的一种技术，主要测量物质的膨胀系数和相转变温度等参数，同时可用于研究陶瓷烧结及冶金过程中的工艺参数，研究相关材料在惰性、氧化性及水蒸气等气氛条件下的热机械性能。
2、设备技术要求：
▲2.1、温度范围：室温至1750 ℃
[bookmark: _GoBack]2.2、升降温速率：0-100 K/min
2.3、高温恒温：氧化气氛下可长期高温恒温工作，可在1500℃恒温5h，1200℃恒温24h，仪器无损伤
2.4、检测样品类型:固体和粉体
2.5、具有固定烧结速率测试模式，探究工艺加工温度曲线
2.6、热机械分析功能：垂直式TMA测试模块，具有膨胀、压缩、粉体烧结测试方式
2.7、施力范围：0.01-3.5 N（电子施力程序全自动控制）
▲2.8、最大样品：长度20 mm,直径10 mm，分辨率：0.2 nm
2.9、位移噪音：≤±5nm
2.10、测试范围：±2 mm
2.11、TMA测试传感器：1750 ℃适用体积膨胀TMA元件1套；1750 ℃适用三点弯曲TMA元件1套；1750 ℃适用粉体测试套件1套
▲2.12具备高温条件下的三点弯曲测试功能
3、配置要求
3.1、超高温TMA热机械分析仪主机：带信号采集板的垂直TMA模块（最大样品长度20mm，灵敏度0.2纳米，测试范围±2mm）；水循环冷却。1套
3.2、室温至1750℃适用TMA模块：
1）B型炉体控温热电偶及数据线，1套
2）B型控温热电偶备件，1只
3）氧化铝TMA 元件件(1750℃) 包括样品台及球型传感器各1只，1套
4）氧化铝粉体测试套件TMA元件1套
5）氧化铝三点弯曲TMA元件1套
6）其他配套部件：蓝宝石标样1套；恒温制冷水浴 1台
	1台
	已做进口论证，允许采购进口产品
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	陶瓷文物纳米涂层溅射仪
	1.沉积源：包含两个溅射沉积源和一个蒸发沉积源
1.1直流溅射沉积源：与沉积靶材自动匹配，可用于沉积各种金属、合金、单质（如果硅、碲）等纳米涂层，并可通过简单的工艺去除
1.2射频溅射沉积源：可实现与设计靶材自动匹配，可用于沉积各种无机非金属涂层，并可通过简单的工艺去除
1.3蒸发沉积源：主要用于沉积颗粒度小于1nm的高精度高致密性的碳膜，并可通过简单的工艺去除
2.直流溅射沉积源：工作电流0-200mA连续可调；步进量1mA；内置20种常用金属靶材的工艺参数，包括常用的金、铂、铝、银、铜、铬等靶材和硅、碲等非金属靶材以及ITO、AZO、可直接一键调用，无需摸索工艺参数
3.射频溅射沉积源：工作功率0-150W连续可调，步进量1W;可自动匹配各种材料，无需摸索工艺参数
4.蒸发沉积源：工作电压0-12V连续可调，步进量0.1V，最大蒸发电流100A，可实现对无法良好溅射的材料的纳米膜层制备
5.工作时长：1-9999秒连续可调，步进量为1秒
6.操作方式：一键操作
7.真空系统： 1×10-3Pa
7.1真空泵组：涡轮分子泵与旋片式真空泵的组合抽气系统
7.1.1分子泵：抽速≥240L/s
7.1.2旋片泵：抽速≥1.1L/s
7.2真空规：测量范围1×10-3Pa~1×105Pa
7.3管路：304不锈钢金属软管
7.4真空密封：无氧铜密封圈或全氟橡胶密封件
7.5真空室：高硼硅玻璃，腔室尺寸约300×130mm
8.沉积源靶材规格：57mm，厚度0.1-3mm
9.样品台：100mm，转速4-20rpm可调
10.人机界面： 7英寸彩色电容式触摸屏，配备中文操作界面。可设定溅射电流/溅射功率、溅射时间、靶材种类等参数；可显示溅射电流/溅射功率、溅射剩余时间、工作真空度、靶材累计使用时间、设备累计使用时间、分子泵转速、轴承温度、工作电流、电压以及当前使用靶材种类。
11.挡板：系统自动控制，上电自动归位，可对溅射沉积源进行全自动预溅射，对蒸发沉积源进行全自动预热除气，以获得高纯度的纳米膜层
12.冷却水循环系统：配备冷却水循环机，可对沉积源进行冷却，保证仪器可长时间运行
13.具备溅射电流和真空度双重互锁，安全可靠，任一条件触发，系统即可停止工作，防止因为误操作导致设备损坏
	1台
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	高低温绝缘材料电阻率测量系统
	1.系统主机部分
（1）温度测量范围：-160℃~450°C（液氮制冷低温可控可恒温）
（2）控温精度：±0.5℃
（3）升温速率：0-10°C/min；典型值：3°C/min；
（4）采用集成化设计，软件、夹具，加热制冷集成于一体，通过自带输出设备进行操作
（5）仪器采用加热制冷一体化控温平台，需要配备自动液氮注入系统LNP，自动补给控 制平台所需液氮制冷量和温度控制，液氮罐使用容量≥35L
（6）四探针臂夹具，XYZ调节，行程±5mm，精度≤10um，确保稳定和可靠
（7）高真空气密性设计，具备高低温、真空气氛等多种测量环境
（8）仪器内置真空组件，真空度小于200Pa
（9）输出设备进行操作控制，内存≥16G+256G（固态）
（10）仪器内置专业测量分析软件，一次升温可同时测量样品的温度谱，时间谱等功能，对软件提供免费升级服务；
2.高温测量平台
（1）温度测量范围：室温~800°C
（2）控温精度：±0.5℃
（3）升温速率：0-10°C/min；典型值：3°C/min
（4）高温夹具采用铂金电极材质
（5）采用固定式夹具，炉膛口朝下
（6）采用高温电学加热炉，内置金属屏蔽罩
（7）加热故障监视诊断功能，通过观察指示灯动态来监控炉膛是否在正常加热
 3.电阻率测试模块
（1）电阻测量范围：102Ω~1016Ω
（2）电流测量范围：20fA-20mA
（3）三环电极夹具系统，铂金电极和引线
（4）夹具空载泄漏电流＜0.5pA
（5）内置±1KV偏压
（6）可做热激励电流测试
4.阻抗测试模块
（1）阻抗测量范围：25mΩ~1GΩ
（2）阻抗测量频率：20Hz~30MHz
（3）阻抗测量精度：±0.05%
（4）最小频率分辨率：1mHz
（5）平行板电容器夹具系统，铂金电极和引线
（6）内置±40V偏压，可做变温偏压谱
	1套
	核心产品
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	变温压电测试系统
	1、测试样品：陶瓷、单晶、圆环等固体材料和器件
▲2、温度区间25℃～600℃
3、温度精度±0.2 ℃
4、升温速率0℃/min～10℃/min
5、变温冶具采用耐高温的铂合金材料，压电震动载样杆总长不大于250mm，以保证长期高温测试稳定性;采用高精度螺旋测微仪微调样品接触力
6、温度探测装置为精密K型/PT100传感器
7、测试样品个数单样/次
▲8、采用准静态测试方式，试样容值范围：容值<0.01μF（×1档），容值<0.001μF（×0.1档），0.1档位分辨率±0.1 pC/N，精度±2%，档位分辨率±1 pC/N，精度±5%，压电值范围1~5000pC/N
9、测试样品直径：2mm～20mm
10、测试样品厚度：0.5mm～10mm
11、力频率≤110 Hz，力幅度≤0.25N
▲12、输出电压±10kV,输出电流土40mA,信号带宽≥23kHz
	1套
	 



